Praktiski izmantojama fotorezista izstrade holografiskam ierakstam ar
532 nm lazeri
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Projekta ietvaros holografiski tika pétiti azo-epoksidu savienojumi, kas iegiiti no
azo-krasvielam 4-aminoazobenzene (AAB), 4-(4-Nitrophenylazo)aniline (Disperse
Orange 3) un epoksida svekiem bisphenol A diglycidyl ether (BADGE). Izmatojot tikai
vienu krasvielu AAB, absorbcija pie ierakstosa vilna garuma bija nepietickama (T=65%),
tapec tika pievienota otra krasviela — DO3. Optimala azo-krasvielu molara attieciba ir
Naas:Npoz=4:1. Rezistos, kur sastava bija DO3, virsmas reljefa rezga (VRR) dzilums pie

vienadiem ieraksta apstakliem palielinajas no haag=225nm lidz h(aas+po3z=305nm.

Att. 1. AAB-DOE-BADGE pléve zem mikroskopa

Azo-epoksidu pléves ir iespg&jams holografiski ierakstit rezgi, izmantojot starus ar
dazadam intensitateém. Intensitasu atSkiriba var parsniegt simts reizes. Tas ir viens no
iemesliem, kapéc azo-epoksidos ir novérojama VRR pa$pastiprinasana. Rezga dzilums
paSpastiprinaSanas procesa pastiprinas 8 reizes. Tada veida péc 1sa holografiska ieraksta
iespgjams ieglit VRR ar lielaku modulaciju, izmantojot iekartu, kurai nav nepiecieSama
augsta stabilitate un vibraciju izolétiba, ka tas ir holografiskajam iekartam.
Paspastiprinosa stara polarizacija un intensitate tieck mainita ta, lai interferences aina no
pastiprinoSa un difragéta stara veidotos ta, lai masas kustiba notiktu taja pasa virziena ka

holografiski izveidotaja VRR. Pretgja gadijuma novérojama VRR dzisana.



VRR pastiprinat iesp&jams ari izmantojot papildus starojumu holografiska
ieraksta laika. Papildus starojums mikstuma materialu, palidz orientét molekulas,
samazina materiala viskozitati. Ja papildus starojuma izmantoSana butu efektiva,
ierakstam ir jaizv€las ierakstoSo staru polarizaciju pp — gaismas elektriska lauka vektors
ir paral€ls rezga vektoram, bet pastiprino$a stara polarizacija ir jaiestada uz s — gaismas
elektriska lauka vektors ir perpendikulars rezga vektoram. Rezultati rada, ka izmantojot
papildus starojumu nepiecieSama ieraksta ekspozicija azo-epoksidos samazinas vismaz 6

reizes.
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Att. 2. Papildus starojuma ietekme uz holografisko ierakstu

Darba ietvaros bija paredzeéts pétit azo-epoksidu-Skidro kristalu savienojumus,
tomer iegiit optiski homogenas pléves neizdevas skidro kristalu mazas Skidibas un sliktas
sajaukSanas del, tadel tika petitas metodes, kas var aizstat So kompleksu un pastiprinats

VRR veidosanos.



